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VAKUUMTECHNOLOGIE

Walzlager in der Vakuumtechnik
Matthias Marquart, Bernd Sauer

Mit Molybdandisulfid geschmierte Walzlager lassen sich sowohl bei
hohen Temperaturen als auch im Vakuum betreiben.

DUNNE SCHICHTEN

Atomic Layer Deposition
Joe Pimenoff

ALD (atomic layer deposition) ist ein Verfahren zur Abscheidung
diinner Schichten, welches neue und konkurrenzféahige Produkte
herzustellen ermoglicht.

VAKUUMTECHNOLOGIE

Sind Trockenlaufer wirklich die Losung
aller Probleme ?

Heinz Barfuss

Es wird versucht aufzuzeigen, dass Trockenldufer nicht in allen
Anwendungen aufgrund des Pumpprinzips, der Saugvermogens-
charakteristik und auch physikalischer Grenzen die Losung aller
vakuumtechnischen Herausforderungen sind.

VAKUUMTECHNOLOGIE

Reinigung von Vakuumbauteilen fiir
UHV- und UCV-Anwendungen

Oliver Posth, Heiko Wunderlich, Michael Flimmich, Ute Bergner

Die erzielte Reinheit hdangt sehr stark von den Behandlungsschrit-
tenwéhrend der Oberflachenbearbeitungund deranschlieBenden
Reinigung ab.

PLASMATECHNOLOGIE

Plasmatechnische Werkzeuge der
Medizintechnik

Ernst-Dieter Klinkenberg, Hans-Georg Neumann

Die Plasmatechnologie leistet wesentlichen Beitrdge zur Ober-
flachengestaltung moderner Implantate.
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30 Elektronenbeugung zur Analyse diinner Funktionsschichten

Jiirgen Thomas, Jiirgen Ramm, Thomas Gemming

Die Elektronenbeugung hat sich als sehr
niitzliche Methode zur Untersuchung
von Kristallstrukturen, speziell fir ultra-
diinne Schichten und nanoskalige Proben-

bereiche, etabliert.
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TITELBILD 6/2012:

Die Abscheidung polykristalliner Diamantschichten

mit der Hei8draht-aktivierten Gasphasenabscheidung
(hot-filament CVD, HFCVD) ist eine der Kernkompetenzen
des Fraunhofer-Instituts fiir Schicht- und Oberflachen-
technik IST. Mit am Institut entwickelten vollautoma-
tisierten HFCVD-Anlagen konnen Flachen bis zu einem
halben Quadratmeter beschichtet werden. Das Bild zeigt
die Diamantbeschichtung von Gleitringen.
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